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(54)实用新型名称

用于木板加工的打磨抛光设备

(57)摘要

本实用新型公开了一种用于木板加工的打

磨抛光设备，涉及木材加工技术领域，其技术要

点：包括机架，机架上设有打磨台，机架一侧上方

设有打磨机构，打磨机构上设有喷水机构，打磨

台上开有若干渗漏口，打磨台底部设有与渗漏口

连通的收集腔；本实用新型具有收集粉尘的功

能，减少粉尘对工作人员的呼吸系统的损害。
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1.一种用于木板加工的打磨抛光设备，包括机架(1)，所述机架(1)上设有打磨台(2)，

所述机架(1)一侧上方设有打磨机构，其特征在于：所述打磨机构上设有喷水机构，所述打

磨台(2)上开有若干渗漏口(3)，所述打磨台(2)底部设有与渗漏口(3)连通的收集腔(4)。

2.根据权利要求1所述的用于木板加工的打磨抛光设备，其特征在于：所述打磨机构包

括竖直支撑杆，所述支撑杆顶部设有平移机构，所述平移机构底部设有升降气缸(51)，所述

升降气缸(51)底部设有打磨电机(52)，所述打磨电机(52)的输出轴固定连接有打磨盘

(53)。

3.根据权利要求2所述的用于木板加工的打磨抛光设备，其特征在于：所述平移机构包

括平移横杆(61)，所述平移横杆(61)底部一侧设有平移电机(62)，所述平移电机(62)的输

出轴固定连接有螺纹传动杆(63)，所述螺纹传动杆(63)的另一端与平移横杆(61)远离平移

电机(62)的一端旋转连接，所述螺纹传动杆(63)螺纹传动连接有平移块(64)，所述平移块

(64)底部与升降气缸(51)相连接。

4.根据权利要求3所述的用于木板加工的打磨抛光设备，其特征在于：所述喷水机构包

括柔性的进水管(71)，所述进水管(71)连通有刚性的C形喷水管(72)，所述进水管(71)与喷

水管(72)连接处的外表面与打磨电机(52)的外壳固定连接，所述喷水管(72)的开口朝向打

磨盘(53)的底面。

5.根据权利要求4所述的用于木板加工的打磨抛光设备，其特征在于：所述打磨台(2)

底部两侧与机架(1)两侧滑动连接，所述机架(1)一侧设有朝向打磨台(2)的运动气缸(8)，

所述运动气缸(8)与打磨台(2)固定连接。

6.根据权利要求5所述的用于木板加工的打磨抛光设备，其特征在于：所述收集腔(4)

底部连通有排水管(9)，所述排水管(9)与收集腔(4)之间设有过滤网(10)。
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用于木板加工的打磨抛光设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及木材加工技术领域，尤其是涉及用于木板加工的打磨抛光设备。

背景技术

[0002] 随着经济的发展，家居等市场对木板需求不断扩大，需要大量的木材。木板加工需

要对材料进行切割，打磨抛光等等，而现有的木板打磨装置，在打磨的过程中，不能根据不

同厚度的木板，来调节打磨辊与工作台之间的间距，而且采用的是单一的打磨方向进行打

磨，这使得经打磨后木板的打磨面含有大量的毛刺，需要人工进行再次打磨，而且不能对打

磨过程中，产生的粉尘进行吸附收集，而使得粉尘弥漫到工作环境中，而给周围的环境造成

污染，更对工作人员的呼吸系统带来损伤。因此需要一种具有收集粉尘功能的木材打磨抛

光设备。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供用于木板加工的打磨抛光设备，具有收集粉尘的功

能，减少粉尘对工作人员的呼吸系统的损害。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供了如下技术方案：

[0005] 一种用于木板加工的打磨抛光设备，包括机架，所述机架上设有打磨台，所述机架

一侧上方设有打磨机构，所述打磨机构上设有喷水机构，所述打磨台上开有若干渗漏口，所

述打磨台底部设有与渗漏口连通的收集腔。

[0006] 通过采用上述方案，当需要对木板进行打磨抛光时，首先将木板放置在打磨台上，

机架上方的打磨机构对木板进行打磨工作的同时，喷水机构对这打磨处喷水，既起到降温

的作用，又将粉尘收集起来，并通过渗漏口进入收集腔内，收集大部分打磨时产生的粉尘，

减少粉尘对工作人员的呼吸系统的损害。

[0007] 优选的，所述打磨机构包括竖直支撑杆，所述支撑杆顶部设有平移机构，所述平移

机构底部设有升降气缸，所述升降气缸底部设有打磨电机，所述旋转电机的输出轴固定连

接有打磨盘。

[0008] 优选的，所述平移机构包括平移横杆，所述平移横杆底部一侧设有平移电机，所述

平移电机的输出轴固定连接有螺纹传动杆，所述螺纹传动杆的另一端与平移横杆远离平移

电机的一端旋转连接，所述螺纹传动杆螺纹传动连接有平移块，所述平移块底部与升降气

缸相连接。

[0009] 优选的，所述喷水机构包括柔性的进水管，所述进水管连通有刚性的C形喷水管，

所述进水管与喷水管连接处的外表面与打磨电机的外壳固定连接，所述喷水管的开口朝向

打磨盘的底面。

[0010] 优选的，所述打磨台底部两侧与机架两侧滑动连接，所述机架一侧设有朝向打磨

台的运动气缸，所述运动气缸与打磨台固定连接。

[0011] 优选的，所述收集腔底部连通有排水管，所述排水管与收集腔之间设有过滤网。
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[0012] 本实用新型具有以下有益效果：

[0013] 一、当需要对木板进行打磨抛光时，首先将木板放置在打磨台上，机架上方的打磨

机构对木板进行打磨工作的同时，喷水机构对这打磨处喷水，既起到降温的作用，又将粉尘

收集起来，并通过渗漏口进入收集腔内，收集大部分打磨时产生的粉尘，减少粉尘对工作人

员的呼吸系统的损害；

[0014] 二、当需要调整打磨盘位置，平移电机开始工作，带动螺纹传动杆旋转，从而带动

平移块左右平移，之后升降气缸伸展，从而使打磨盘与木板紧贴，打磨电机带动打磨盘旋转

进行打磨工作；

[0015] 三、当需要对打磨处进行喷水时，水从进水管进入，之后通过喷水管朝向打磨处的

喷水，之后通过打磨台上的渗漏口进入收集腔；

[0016] 四、可通过运动气缸推动打磨台前后运动，使得木板可前后运动，让打磨盘对木板

进行更加彻底的抛光。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型实施例的前视图；

[0018] 图2为本实用新型实施例的俯视图；

[0019] 图3为本实用新型实施例的打磨台剖视图。

[0020] 图中：1、机架；2、打磨台；3、渗漏口；4、收集腔；51、升降气缸；52、打磨电机；53、打

磨盘；61、平移横杆；62、平移电机；63、螺纹传动杆；64、平移块；71、进水管；72、喷水管；8、运

动气缸；9、排水管；10、过滤网。

具体实施方式

[0021] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。

[0022] 一种用于木板加工的打磨抛光设备，如图1‑2所示，包括机架1，机架1上设有打磨

台2，机架1一侧上方设有打磨机构，打磨机构上设有喷水机构，打磨台2上开有若干渗漏口

3，打磨台2底部设有与渗漏口3连通的收集腔4；当需要对木板进行打磨抛光时，首先将木板

放置在打磨台2上，机架1上方的打磨机构对木板进行打磨工作的同时，喷水机构对这打磨

处喷水，既起到降温的作用，又将粉尘收集起来，并通过渗漏口3进入收集腔4内，收集大部

分打磨时产生的粉尘，减少粉尘对工作人员的呼吸系统的损害。

[0023] 如图1‑2所示，打磨机构包括竖直支撑杆，支撑杆顶部设有平移机构，平移机构底

部设有升降气缸51，升降气缸51底部设有打磨电机52，旋转电机的输出轴固定连接有打磨

盘53，平移机构包括平移横杆61，平移横杆61底部一侧设有平移电机62，平移电机62的输出

轴固定连接有螺纹传动杆63，螺纹传动杆63的另一端与平移横杆61远离平移电机62的一端

旋转连接，螺纹传动杆63螺纹传动连接有平移块64，平移块64底部与升降气缸51相连接；

[0024] 如图1‑2所示，当需要调整打磨盘53位置，平移电机62开始工作，带动螺纹传动杆

63旋转，从而带动平移块64左右平移，之后升降气缸51伸展，从而使打磨盘53与木板紧贴，

打磨电机52带动打磨盘53旋转进行打磨工作。

[0025] 如图1‑2所示，喷水机构包括柔性的进水管71，进水管71连通有刚性的C形喷水管

72，进水管71与喷水管72连接处的外表面与打磨电机52的外壳固定连接，喷水管72的开口
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朝向打磨盘53的底面；当需要对打磨处进行喷水时，水从进水管71进入，之后通过喷水管72

朝向打磨处的喷水，之后通过打磨台2上的渗漏口3进入收集腔4。

[0026] 如图1‑2所示，打磨台2底部两侧与机架1两侧滑动连接，机架1一侧设有朝向打磨

台2的运动气缸8，运动气缸8与打磨台2固定连接；可通过运动气缸8推动打磨台2前后运动，

使得木板可前后运动，让打磨盘53对木板进行更加彻底的抛光。

[0027] 如图3所示，收集腔4底部连通有排水管9，排水管9与收集腔4之间设有过滤网。10，

将收集水进行过滤后再通过排水管9排出，保护环境。

[0028] 以上仅为本实用新型的具体实施例，但本实用新型的技术特征并不局限于此。任

何以本实用新型为基础，为解决基本相同的技术问题，实现基本相同的技术效果，所作出的

简单变化、等同替换或者修饰等，皆涵盖于本实用新型的保护范围内。
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图2

图3
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